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Urzadzenie do selektywnego usuwania substancji szkodliwych
z gazdw przemyslowych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do selektywnego usuwania substancji szkodliwych z gazéw
przemystowych. W znanych urzadzeniach do czyszczenia gazow przemystowych, pracujgcych na zasadzie
absorpcji stosowane s3 absorberv z natryskiem absorbenta, wzglednie absorbery pétkowe z przeptywem
absorbenta w postaci strumienia, najcz¢scie) przeciwpragdowo do oczyszczanego gazu. W absorberach z
wypehieniem stacjonarnym lub ruchomym, stanowigcym warstw¢ materiatu z ciat statych o dowolnym
kszialcie, usuwanie zanieczyszczen .z gazu nast¢puje na wypeinieniu przez przeptyw cieczy i gazu. ROwniez
znane jest urzadzenie do usuwania zanieczyszczen, szczegblnie w abosrberach barbotazowych, gdzie przep-
tyw gazu odbywa si¢ w postaci pgcherzykOw przez ciecz znajdujaca si¢ na péice lub w aparacie.

Urzadzenie wedhug wynalazku skiada si¢ z co najmniej dwu jednakowych kolumn absorpcyjnych.
usytuowanych jedna pod druga. oddzelonych od siebie bezprzclcwoya potka i tworzacych jednolita calosé.
W kazidej kolumnie absorpcyjnej chiodnica gazu usytuowana jest pod kolumng oczyszczajacg. Chiodnice
gazu i kolumny oczyszczajace wyposazone s3 w zraszacze mglowe, zas kazda kolumna oczyszczajaca
wyposazona jest w warstw¢ wypelnienia, spoczywajaca na przegrodze.

Urzadzenie wedlug wynalazku stwarza znacznie korzystniejsze warunki absorpcji od stosowanych
obecnie aparatéw, jak na przyklad réwnoczesne oczyszczanie gazu przemysfowego z substancji gazowych
oraz czastek stalych, umozliwia rdGwnoczesne i niezalezne oczyszczanie gazu z kilku gazowych substancji
przez odpowiedni dobdr absorbentéw i polaczeri doprowadzajacych absorbent.

Zastosowanie bezprzelewowej p6tki oddzelajacej dolny i gorny stopieri absorpcyjny pozwala na przep-
tyw gazu ze stopnia dolnego do gérnego, nie pozwala na przeplyw absorbenta ze stopnia gérnego do dolnego,
co jest szczeg6lnie korzystne przy stosowaniu réznych absorbentéw — w czg¢éci dolnej i gérne;j.
Niezaleznie od tego w miejscu dwu aparatéw wprowadza si¢ jedno urzadzenie i mimo wieloczynnosciowego
dzialania proste w obstudze i eksploatacji, o duzej wydajnosci i wysokim stopniu oczyszczania, jak rowniez
stwarzajace korzystne warunki do odpylania gazu.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest przedstawione w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
przedstawiono jego przekrdj podiuzny.

Dolna kolumna absorpcyjna 1i gérna kolumna absorpcyjna 2 oddzielone sg od siebie bezprzelewow 3
poika kolpakowa 3. Chiodnica gazu 1a usytuowana jest pod kolumna oczyszczajacy 1b, a chlodnica gazu 2a
pod kolumna oczyszczajaca 2b. Chiodnice gazu 1a, 2a i kolumny oczyszczajace 1b, 2b wyposazone sg w
zraszacze mglowe 11, 12, 131 14.
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Kolumny oczvszczajace 1b. 2b wyposazone sa w warstwy ruchomego wypetnienia 7. 8. spoczywajace na
perforowanych potkach 8, 6. Zanieczyszczony gaz doprowadzany jest do urzadzenia od dotu kroccem 15§
plynie przeciwpradowo do cieczy absorpcyjnej. Kolumny absorpcyjne 1, 2 zasilane sg niezaleznie w absor-
bent doprowadzeniami 9a. 9b oraz 10a i 10b, co umozliwia elastvczng pracg urzadzenia z punktu widzenia
mozliwosci rdwnoczesnego oczyszczania z kilku szkodliwych substancji gazowyvch, wzglednie osiagnigciu
bardzo wysokiej czystosci oczyszczanego gazu. Chiodnice gazu la, 2a oprdcz chiodzenia spetniaja funkcije
oczyszczajace gaz. Ciecze absorpcyjne zanieczyszczone odprowadzane sg kr6écami 41 18.

Oczvszczany gaz odprowadzany jest ze szczytu urzadzenia kréécem 17. Na perforowanych pétkach §, 6
o.swqbodngj powierzchni nieprzekraczajacej wartosci 0,7 usypana jest warstwa wypeienia z drobnych
elementéw ciata stalego o $rednicy do 40 mm, ci¢zarze wiasciwym do 11000 N/m’, wysokosci w stanie
stacjonarnym do 0,25 érednicy aparatu, a w stanie ruchomym do wartosci 10 $rednic aparatu.
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Zasirzezenie patentowe

Urzadzenie do selektywnego usuwania substancji szkodliwych z gazow przemysiowych, znamienne tym,
zc sklada si¢ co najmniej z dwu jednakow vch kolumn absorpeyjnych (1, 2), usytuowanych jedna pod druga,
oddzielonych od siebie bezprzelew owa potka (3) i tworzacych jednolita cato$é, przy czym w kazdej kolumnie
absorpcyjnej (1, 2) chiodnica gazu (1a, 2a) usvtuowana jest pod kolumng oczvszczajacy (1b, 2b), a chiodnice
gazu (la, 2a) i kolumny oczyszczajace (1b, 2b) wyposazone s3 w zraszacze mglowe (11, 12, 13, 14), zas kazda z
kolumn oczyszczajgcych (1b, 2b) wvposazona jest w warstwg wypelnienia (7, 8) spoczvwajaca na przegrodzie
(5, 6).
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